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Nervarende oppfinhelsé vedrodrer en fremgangsmiate ved ensjikts-

emaljering av et band
eller platen avfettes
hvoretter de forsynes

trekk, si-vel som med

‘eller en plate av stal, hvorved bandet

og syrebehandles for emaljeringen,
galvanisk med metall-holdige -over-
et fjernbart sinksjikt. ’

Fremgangsmdter for énsjiktsemaljering-av stalplater, dvs. frem-

gangsmétér'hvorved' ingen grunn-emalje anvendes, er kjente.

Ifolge en av disse kJente fremgangsmdter (sml. britisk patent-
skrift 763.379) bllr platen, som-skal emaljeres,.fdrst av-

fettet elektrolytlsk

og etter spyling med vann kjemisk eller

elektrolytlsk beiset i svovelsyre “eller“en blanding. av maursyre.
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og salpetersyre, hvoretter gjenstanden igjen spyles. Etter
beisingen blir platen elektrolytisk plettert med nikkel i et
nikkelbad, og deretter emaljert. Hvis denne emaljeringen ikke
foretas kort tid etter forniklingen, sd blir platen, som skal
fornikles, elektrolytisk overtrukket med et sinksjikt, som
igjen blir fjernet for emaljeringen. En tilstrekkelig adhesjon
mellom stdlplaten og emaljeovertrekket oppnas imidlertid ikke
med denne fremgangsmate. Ifdlge en fremgangsmate (sml. U.S.-
patent 2.748.,066), som er forskjellig fra den forannevnte,

er det ogsd kjent etter beisingen og for padfdring av nikkel-
sjiktet & foreta en behandling i 10%'ig svovelsyre ved ca. 80°¢c
for fjerning av oksyder fra overflaten. I stedet for sink-
beskyttelsessjiktet kan ifolge denne fremgangsmate den for-
niklede platen innoljes. Basert pd denne kjente fremgangsmite
er det imidlertid ikke mulig & foreta en kontinuerlig behand-

ling av band og plater.

Ifdlge en ytterligere kjent fremgangsmdte for emaljering av
plater (sml. DT.PS 828.626) foreslds likeledes en elektro-
pPlettering av plater med nikkel, hvoretter man foretar en
oksydasjonsglddning med etterfolgende beising. I stedet for
nikkel ‘kan ogsd (sml. DAS 1.017.876) kobolt eller en blanding

av nikkel og kobolt (sml. fransk patent 1.286.330) anvendes. Den
oksyderende glddningen ved forholdsvis hoye temperaturer og den
etterftlgende avkjdling i en helt bestemt atmosfzre medfdrer imid-
lertid forholdsvis store omkostninger, slik at denne kjente frem-
gangsmaten ikke er tilfredsstillende. I tillegg til denne kjente
fremgangsmdte foreslds i U.S.-patent 2.755.210 & gjennomfdre en

syrebehandling av platen etter den oksyderende ngdningen.

Foruten den elektrolytiske utskillingen av nikkel og kobolt

p& platen, som skal emaljeres, er det videre kjent (sml.
U.S.-patent 2.101.950) & overtrekke den beiéete platen med

en i varme spaltende saltldsning av nikkel eller kobolt, hvor-
ved man oppvarmer,stéletvfor,spaltning av saltlbéningen slik
at det dannes et nikkel- eller kobolt-overtrekk, sam forbinder

seqg med stdlet, og hvoretter platen blir behandlet med syre.

‘Foruten disse frémgangsméter for utskilIingvav et nikkel- og/- .



eller koboltSJlkt pa platen, som skal emalJeres er det ogsd
kJent (sml fransk patent 731 233) & legere stalet hvorav
det skal tilvirkes: plater for ens;lktsemaljerlng, med slike
metaller som f.eks. nikkel, kobolt ellér metalloider, hvilke

bevirker en passivisering av stdlet.

Narvarehde oppfinnelse har som formdl & eliminere de ulemper
som hefter til de‘kjente fremgangsmater for ensjiktsemaljering
av étélplater eller stalbdnd, og da spesielt fremskaffe en
fremgangsméte; med hvilken man pa enkel mate kan forkorte
behandllngstlden, foreta en kontlnuerllg behandling ogsd av
stalband og hvormed savel stdlplater som band med normalt
karbonlnnhold savel som slike som tidligere har gJennomgatt
en avkulllngsbehandllng, kan fremstllle et fellfrltt og meget
godt vedhenqende emalJeovertrekk )

Disse formal er oppnddd med fremganééméten ifdlge” oppfinnel-
sen ved at bandet eller platen behandles anodisk eller kjemisk
med salpetersyre hhv.. svovelsyre for fremstllllng av et tynt
oksydsjikt, at det pa det forbehandlede bandet eller den for-
behandlede platen utskllles galvanlsk et i vat tilstand av-
torkbart, porlg hhv. svampaktlg,'metalllsk SJlkt av jern og
ett eller to av metallene ‘nikkel, kobolt og mangan, fra ett
eller flere, bad ved en temperatur mellom romtemperatur og

80° C, hvor ved anvendelse av bare ett bad dette tllsettes
metallene nlkkel kobolt og mangan 'i"en total- konsentraSJon"“
pa opptil 50 g/l,_og at bandet eller platen forsinkes gal-
vanisk pa i og. for seg kJent mate 1 en 51nkelektrolytt, hvilket
sinksjikt. fJernes av forbrukeren pa kJemlsk vei i3 -8 volum—
%'ig salpetersyre ved romtemperatur, hvoretter emalJerlng "

finner sted.

For den 1 fremgangsmaten 1nn1edn1ngsv1s nodvendlge ‘syre-
behandllngen for fremstllllng av det tynne oksyds;1ktet er

det alt etter folgende fremgangsmate trlnn fordelaktlg at - -
platen eller bandet behandles i 3 -8 volum—%‘lg salpetersyre
kJemlsk ved romtemperatur i 30 tll 60 sekunder “eller &at-bandet
eller platen behandles anodlsk i3-8 volum—% ig salpetersyre
ved en stromtetthet pa lO A/dm ved romtemperatur ‘i 10 sekunder.
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Pa hensiktsmessig. mate .kan badet tllsettes en mengde pa 10
volum-%'ig svovelsyre (100% 1g) eller badet kan ved den ’
anodiske . syrebehandllngen utelukkende besta av en lO volum—% 1g

svovelsyre ved:- en temperatur pa 40 - 80 C..’

For paféringen av det avtdrkbare metalliske sjiktet har

man forskjellige fordelaktige, utforelsesformer. Herved fore—
trekker man & utfelle pa platen eller bandet jern fra en '
elektrolytt, som. 1nneholder to—verdlg Jern, ved en stromtetthet
Pd 5 - 10 A/dm2 i en tid pa 10 - 30 ‘sekunder, og deretter ut-
felle- nlkkel fra en 1kke-1nh1bert nikkel- elektrolytt f. eks.
wWatts type. eller den sitronsure typen ved en stromtetthet

pad 3 - 10 A/dm -1 l6pet av 6 - 15 sekunder. I stedet for
nlkkelelektrolytten'kaﬁ han imidlertid hensiktsmess1g anvende
en koboltholdig sulfatelektrolytt, hvorved kobolt utfelles )
'katOdlSk pa bandet eller platen ved en stromtetthet pa 3 -

10 A/am i en tid pd 6 -~ 15 sekunder.

Hvis -det foruten jern pa fordelaktig midte samtidig skal
utskilles minst ett eller makeimalt to metaller, sa '

anbefales det a ‘anvende en elektrolytt som lnneholder to-
verdlg jern, savel som samtldlg ett eller to av metallene )
mangan i en mengde pd 1 - 20 g/1, og da tllsatt som mangan—'
sulfat, nikkel i en mengde pd 10 £il 50 g/l kobolt i en men-
gde pa 10 til 50 g/1l, og foreta utskillingen ved en stromtett-
het p4 5 -~ 20 A/dm’ i en tid pé 10 til 30 sekunder. '

For narmere & forklare'fremgangsmaten ifblge‘oppfinnelsen

skal man henlede oppmerksomheten pa félgende: VedVSYrebehand—
llngen,VSOm foretas i begynnelsen av arbeldsoperaSJonen, blir
forst de ved avfettlng pa plateoverflaten gJenv&rende "alkali-
restene noytrallsert og overflaten lett oksydert, hvorved 1m1d—
lertid ikke noe materiale fores bort fra plateoverflaten.

Det dannede tynne oksydsjiktet understotter ved det etterfsl-
gende fremgangsmatetrlnn dannelsen av et likeledes forholdsvis
tynt, porig hhv. svampaktlg, 1kke sammenhengende metallSJlkt
Den spe51e11e v1rkn1ngen av dette. metaIISJlkt bestar i at
emaljen, som senere skal pafores, under 1nnbrenn1ngen kan

reagere gjennom porene med det samtldlg paforte metallsglktet
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som ogsa med den lett oksyderte grunnmassen, slik at man far
en dannelse av f.eks. Jerntltanater hv1lket bev1rker god
vedheftnlng av emaljen pa underlagsmaterlalet under formldllng

av oksydsjiktet og det porige metaIISJlktet ‘ A e

Fordvrig henférer angivelsen av totélkonsenfraéjoheﬁ;av oppfil

50 g/1 av fremmedmetaller (beregnet som metall) pa fremgangsmaten
ifolge oppfinnelsen, hvorved utsklllelsen av jern og ett eller

to av fremmedmetallene gJennomfores sammen i en elektrolytt.

Blir derimot utskillelsen av jern foretatt i et forste bad

og utskillelsen av ett eller to av fremmedmetallene i et andre
bad, s& har det andre badet en forholdsvis hdy konsentrasjon

av fremmedmetallene som skal utskilles.

Fordelene med fremgangsmiten ifdlge nzrvarende oppfinnelse er
spesielt at man pd enkel mdte kan foreta en kontinuerlig og
forholdsvis kort behandling av stalband, hvilke har et

normalt karboninnhold p& ca. 0,04 til 0,10%, savel som stal-
b&nd med meget lavt karboninnhold pa ca. 0,006%, pd samme mate,
og.ét man herved far et feilfritt og meget vedheftnings-fast

emaljesjikt pa disse band eller plater.

I det folgende skal freémgangsmaten for ensjiktsemaljering av
st3lbadnd og stalplater nermere anskueliggjores ved hjelp :av

eksempler.

EKSEMPEL 1 .

1. Anodisk avfetting i natronlut ved en temperatur pa BOOC

. og ved en stromtetthet pd 15 A/dm2 i lopet av en tid pa
6 sekunder. '

2. Spyling.

3. Behandling ved romtemperatur i 8 volum-%'ig salpetersyre
i lopet av en tid pa 30 sekunder.

4. Spyling.

5. Katodisk utskilling av jern ved romtemperatur fra en
‘elektrolytt med folgende sammensetning:
140 g/1 jern- (II)-sulfat (FesO, + 7 H,O)

4

100 g/1 magnesiumsulfat (MgSO4 - 7 H2O)

50 g/1 ammoniumsulfat,
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hvis pH—verdl lnnStllLGS med svovelsyre pa 2,0, ved en

.stromtetthet pa. 10 A/dm s 1 lopet av en tid pa 10 sekundér.

Anodemateriale: mykt karbonstal.

Spyling.

Katodisk utskilling av nikkel fra en elektrolytt med
folgende sammensetning- A

200 g/1 nikkelsulfat (NlSO -7 H20)

4
50 g/1 nikkelklorid (N1C12 - 6 Hzo)
40 g/1 natriumcitrat (C6H507Na3 «51/2 H O),

hvis pH-verdi 1nnst111es med svovelsyre pd 2,0, ved en strom—

“=tetthet pa 6 A/dm og en temperatur pa 50°¢C i lopet

10.
11,

12,
13.

l.

av en tid pa 10 sekunder.

Spyling.

. Katodisk utskilling av sink fra en elektrolytt med f&lgende

sammensetning:
320 g/1 sinksulfat (ZnSO4 - 7 H20)

20 g/1 ammoniumklorid,
hvis pH-verdi 1nnst111es med svovelsyre pa 2,0, ved en
stromtetthet. pa 30_A/dm' og-en'temperatur.pa 60°C i lopet
av en tid pad 10 sekunder. -
Spyling og torking.
Den emaljerte platen avsinkes hos fremstllleren i5s
volum%'ig salpetersyre ved romtemperatur i 1opet av en tid
pa 20 sekunder.
Spyling.
Emaljering.

Patentkrayv
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Fremgangsmate ved enSJlktsemaljerlng av band eller

plater av stdl, hvor bandet eller platen for emalJerlngen :
avfettes; syrebehandles. og forsynes galvanisk med et me;gll—
holdig overtrekk sdvel som med et fjernbart SlnkSJlkt,
karakterisert ved .at bdndet-eller platen

behandles anodisk eller kJemlsk med salpetersyre. hhv.~svovel—
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syre for fremstilling av et tynt oksydsjikt, at det péﬁdet"
forbehandlede bandet eiler den forbehandlede platen*utskilles
galvanisk et i vdt tilstand avtorkbart, porig hhv. svampaktig,
metallisk sjikt av' jern og ett eller to av metallene nikkel,
‘kobolt og mangan, fra ett eller flere bad ved en temperatur
mellom romtemperatur og BOOC, hvor ved anvendelse av bare
ett -bad dette tilsettes metallene nikkel,. kobolt og mangan

i en totalkonsentrasjon pd opptil 50 g/1, og at bandet eller
platen’ forsinkes galvanisk pa i og for seg kjent m3te i en
sinkelektrolytt, hvilket sinksjikt fjernes av forbrukeren pa
kjemisk vei i 3 - 8 volun-%'ig salpetersyre ved romtemperatur,
hvoretter emaljering finner sted.

2, Fremgangsmate ifdlge krav 1, karakteris-
er t ved at for fremstilling av det tynne oksyd-sjikt
behandles béndet eller platen kjemisk i 3 - 8 volum-%'ig.
salpetersyre. ved romtemperatur i 30-60 sekunder.

3. Fremgangsmdte ifdlge krav 1, karakteri-
sert ved ‘at for fremstilling av det tynne - oksyd-
sjikt behandles bandet eller platen anodisk i 3 - 8 volum-
%'ig salpetersyre ved en strémtetthet pa 10 A/dm2 ved rom-
temperatur i 10 sekunder.

4. Fremgangsmate if&lge kravene 1 og 3, karak-
terisert v e d at bdndet eller platen behandles
anodisk i et bad som ytterligere inneholder 10 volum-%
svovelsyre (100%'ig).

5. Fremgangsmate ifdlgelkrav 1, karakteri-
sert ved at for fremstilling av det tynne oksyd-
sjikt behandles bandet eller platen anodisk i et bad som be-
star av 10 volum-%'ig svovelsyre.

6. Fremgangsmate ifdlge et av kravene 1 - 5, kar -
akterisert v ed at det pd platen eller bandet
utfelles jern fra en elektrolytt inneholdende to-verdig jern,
ved en stromtetthet pa 5 - 10 A/dm2 i 10-30 sekunder, og at
det deretter utfelles nikkel fra en ikke-inhibert nikkelelek-
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trolytt, f.eks. av Watts type eller.den sitronsure type, ved
kn stromtetthet pd 3 - 10 A/'dm2 i 6-15 sekunder.

7. Fremgangsmate ifdlge et av kravene 1 - 6,. k ar -
akterisert ved at det pd platen eller bandet
utfelles jern fra en elektrolytt som inneholder toverdig jern,
ved en strémtetthet pa 5 - 10 A/dm2 i 10 - 30 sekunder, og

at det deretter utfelles ko»olt fra en koboltholdig sulfat-
elektrolytt ved en strémtetchet pd 3 - 10 A/ 2i6-15
sekunder.

8. Fremgangsmate ifdlge et av kravene 1 - 7,
karakterisert ved at det pd badndet eller
platen utfelles metaller fra en elektrolytt som inneholder to-
verdig jern, savel som samtidig ett eller to av metallene
mangan, som forekommer i elektrolytten i en mengde pa 1 - 20
g/l som mangansulfat, nikkel, som forekommer i elektrolytten

i en mengde pd 10 - 50 g/1, og kobolt, som forekommer i elek-
trolytten i.en mengde pa 10 - 50 g/1, og at utfellingen skjer
ved en strémtetthet pd 5 - 20 A/dm2 i 10 - 30 sekunder,



	Page 1 - BIBLIOGRAPHY
	Page 2 - DESCRIPTION
	Page 3 - DESCRIPTION
	Page 4 - DESCRIPTION
	Page 5 - DESCRIPTION
	Page 6 - DESCRIPTION
	Page 7 - CLAIMS
	Page 8 - CLAIMS
	Page 9 - CLAIMS

